
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcia poglądowe podstawowej wersji kamizelki sigma* 

 
 

Kamizelka kuloodporna została zaprojektowana tak, aby idealnie dopasowywała się do kształtu ciała i 

zapewniała użytkownikom ochronę balistyczną z przodu i z tyłu, elastyczne miękkie wkłady balistyczne kamizelki 

zapewniają ochronę balistyczną od boków. Ta ultralekka kamizelka kuloodporna jest idealna do operacji 

specjalnych, podróży lotniczych czy zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez. Oferuje użytkownikowi 

ochronę, a jednocześnie, dzięki swojej minimalistycznej konstrukcji oraz niskiemu profilowi, pełną dyskrecję. 

 

KLUCZOWE CECHY: 

− Chroni użytkownika przed pociskami / odłamkami wystrzeliwanymi z broni strzeleckiej. 

− Idealna ochrona dla osób ceniących sobie dyskrecję np. polityków, biznesmenów, urzędników itp. 

− Kamizelka w szczególności przeznaczona do skrytego noszenia bezpośrednio przy ciele. 

− Wysoki komfort użytkowania zapewniają najlepszej jakości materiały m.in. antybakteryjna dzianina 

wewnętrzna z jonami srebra, która redukuje nieprzyjemny zapach, utrzymuje biologiczną      

równowagę skóry i zapewnia higieniczną świeżość produktu przez cały dzień. 

− Anatomiczny kształt umożliwia maksymalną swobodę ruchów przy zachowaniu jak największego 

obszaru chronionego. 

− Sprawdzona jakość dzięki zastosowanym materiałom odpornym na przetarcia i niebarwiącym 

odzieży zewnętrznej, a także nie wywołującym reakcji alergicznych. 

− Odporność balistyczna dostępna w dwóch wersjach: 

• K2-O2 wg PN-V-87000:2011: 

K2: odporność przed pociskiem 7,62 x 25 mm TT, o masie 5,5 g, prędkość uderzenia 420 ±15 m/s. 

O2: odporność przed odłamkiem o masie 1,1 g, prędkość uderzenia od 525 do 600 m/s. 

• K2-O3 wg PN-V-87000:2011: 

K2: odporność przed pociskiem 7,62 x 25 mm TT, o masie 5,5 g, prędkość uderzenia 420 ±15 m/s. 

O2: odporność przed odłamkiem o masie 1,1 g, prędkość uderzenia od 600 do 675 m/s. 
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